
Ossotanium系列
纳米钛种植体

Basic Dental Implant Systems INC,

Basic Dental Implant Systems INC,于1996年在美国新墨西哥州创立，是全球首个提出

微创种植及纳米钛种植材料的牙科医疗器械制造商。核心业务聚焦口腔种植体及种植解决

方案，旗下拥有：Ossotanium、Bio-Active、Omni-Tight 等多个种植体系统；涵

盖骨水平、龈水平及一段式植体，丰富的系统满足多样临床需求，产品畅销美国、加拿大、

中国及欧洲多国，现以“必适佳Biotanium”为品牌名进行推广。

2021年，Basic公司被佳兆业健康集团全资收购，成为佳兆业大健康板块布局重要的一环。

佳兆业健康控股有限公司（0876.HK）于1997年香港主板上市，核心业务包括医药、医疗

器械、医疗服务、康养地产四大板块，致力于成为全球领先的综合性健康产业平台。在口

腔领域，公司目前已经拥有了种植体、贴面、隐形正畸三大高端耗材，已逐步发展成为规

模最大的专业口腔设备、耗材供应商之一。
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革新材料  稳固持久

深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦金牛广场A座3810

美加健康科技（深圳）有限公司

0755-25864167

Email：service@kaisahealth.com

Web ：www.basic-dental.com



BL308转移杆与BL305，BL306基台适配，BL312转移杆与BL309，BL310基台适配。

Ra 1.6μm 优秀的粗糙度，促进骨结合。 

消除植体与基台的微间隙，
种植体受力均匀，增强长期稳定性。

莫氏维度连接

可吸收喷砂介质

使骨骼与植体表面充分接触，增加初期稳定性。

自攻型植体

纳米钛种植体

种植体规格Specification
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修复配件
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Restoration Components

替代体转移杆(基台取模)

四合一基台
成品基台

临时基台

开窗印模杆

闭窗印模杆

角度基台（20°）角度基台（0-16°）

愈合基台 标准基台

直基台

铸造基台

20°

BL302

BL337

穿龈高度   4.3/5.0

Short

0.5

钛基底基台

·植体更坚固，纳米钛硬度是传统纯钛的2倍

·纳米结构更有利于骨结合，加速愈合时间

·独特抑菌性减少种植体周围炎
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Table 1.Mechanical properties of conventionally processed and nanostructured CP Grade 4 titanium.
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